






























专利名称(译) 超声成像系统

公开(公告)号 US20100174195A1 公开(公告)日 2010-07-08

申请号 US12/725536 申请日 2010-03-17

[标]申请(专利权)人(译) 通用电气公司

申请(专利权)人(译) 通用电气公司

当前申请(专利权)人(译) 通用电气公司

[标]发明人 HAIDER BRUNO HANS
KRISTOFFERSEN KJELL
FISHER RAYETTE ANN
HALVORSROD THOMAS
WODNICKI ROBERT

发明人 HAIDER, BRUNO HANS
KRISTOFFERSEN, KJELL
FISHER, RAYETTE ANN
HALVORSROD, THOMAS
WODNICKI, ROBERT

IPC分类号 A61B8/14

CPC分类号 A61B1/0005 A61B8/00 B06B1/0622 G01S15/8927 G01S15/8925 G03B42/06 G01S7/5208

其他公开文献 US7952260

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

超声成像系统（100）。示例性系统（100）包括形成在子阵列（140）
中的多个换能器元件（136）和多个子阵列电路单元（160&#39;），每
个电路单元（160&#39;）连接到子阵列（140）。换能器元件（136）。
每个单元（160&#39;）中的电路包括多个集成电路（330,340,350），
其中至少第一（340）集成电路以堆叠配置形成在集成电路的第二
（330）上方。 。在示例性图示中，第一集成电路（340）包括沿着其表
面（342）的第一多个第一接合焊盘（345），并且第二集成电路
（330）包括沿着第二集成电路（335）的第二多个第二接合焊盘
（335）。其表面（331）具有在成对的第一和第二接合焊盘之间延伸的
接合线（344），以在它们之间提供输入/输出信号连接。
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